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群策群力，推动硅产业发展 “硅材料研究与硅产业发展”工程科技论坛在西安隆重召开 

  2006年6月14-16日，“硅材料研究与硅产业发展”工程科技论坛在西安市召开。此次论坛是中国工程院第46场工程科
技论坛，由中国工程院化工、冶金与材料工程学部主办，西安市科学技术局承办。陈立泉、闻立时、梁骏吾、王占国、侯
洵、卢秉恒6位两院院士，陕西省政府、西安市政府相关领导，以及来自全国各大高等院校、科研院所、相关企业代表和工
程院机关有关领导和同志共300多人参加了此次盛会。 
  中国工程院化工、冶金与材料工程学部副主任陈立泉院士、陕西省科技厅邱义路副厅长、西安市蒋树瑛副市长出席了
15日上午的大会开幕式并致开幕词。在开幕式后的专题报告会上，梁骏吾、闻立时、王占国、陈立泉4位院士和中山大学沈
辉教授、美国应用材料（亚太区）公司陈荣玲董事长分别做了《我国硅材料产业链发展现状和展望》、《关于硅材料产业
发展的若干思考》、《加强新型半导体材料和器件研究的建议》、《关于我国光伏产业发展的几点建议》、《加强硅材料
开发，促进光伏产业发展》和《半导体产业的迅速发展对硅材料的需求》的专题学术报告。 
  下午的座谈会由陈立泉院士主持，院士、专家及西安地区相关部门、企业50多人参加了座谈会。西安市科技局徐可为
局长向大家做了《西安硅材料产业发展状况与建议》的专题报告，分析了西安硅材料产业发展的优势与不足，并提出了设
想和对策。院士、专家们围绕专题报告，从各个角度展开论证，为西安硅产业发展积极建言献策。 
  会后，院士和专家参观了西安市高新技术产业开发区，以及西安华山半导体材料厂、碧辟佳阳太阳能有限公司等企
业。 
  会议期间还举办了“西安硅材料产业”专题展览，西安市科技局组织了当地19家比较具有代表性的单位，以展板的形
式集中展示了西安硅材料产业相关企业、高校和研究院所的产品，给参会代表提供了一扇了解西安硅材料产业的窗口，取
得了较好的效果。 
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